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IMPORTANT NOTIFICATION 


International application No. 
PCT/DEOO/03203 


international filing date (day/month/year) 

14 September 2000 (14.09.00) 


Applicant 

PARTZSCH, Thomas et al 



The applicant is hereby notified of the following in respect of the priority claim(s) made in the international application. 

1. [X] Correction of priority claim. In accordance with the applicant's notice received on: 12 January 2001 (12.01.01), 
the following priority claim has been corrected to read as follows: 

DE 1 7 September 1 999 ( 1 7 .09.99) 1 99 44 664.4 

| | even though the indication of the number of the earlier application is missing. 

| | even though the following indication in the priority claim is not the same as the corresponding indication appearing 
in the priority document: 



2. | | Addition of priority claim- In accordance with the applicant's notice received on: , 

the following priority claim has been added: 

I | even though the indication of the number of the earlier application is missing. 

| | even though the following indication in the priority claim is not the same as the corresponding indication appearing 
in the priority document: 

3. n As a result of the correction and/or addition of (a) priority ciaim(s) under items 1 and/or 2, the (earliest) priority date is: 



4. Q Priority claim considered not to have been made. 

| | The applicant failed to respond to the Invitation under Rule 26bis.2(a) (Form PCT/IB/316) within the prescribed time limit 

[ | The applicant's notice was received after the expiration of the prescribed time limit under Rule 26bis.1(a). 

| | The applicant's notice failed to correct the priority claim so as to comply with the requirements of Rule 4.10. 

The applicant may, before the technical preparations for international publication have been completed and subject to the 
payment of a fee, request the International Bureau to publish, together with the international application, information 
concerning the priority claim. See Rule 26bis.2(c) and the PCT Applicant's Guide, Volume 1, Annex B2(IB). 

5. In case where multiple priorities have been claimed, the above item(s) relate to the following priority claim(s); 



6. A copy of this notification has been sent to the receiving Office and 
FX] to the International Searching Authority (where the international search report has not yet been issued). 
[X] the designated Offices (which have already been notified of the receipt of the record copy). 





The International Bureau of WIPO 
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20, Switzerland 

Facsimile No. (41-22) 740.14.35 


Authorized officer 

Simin Baharlou 

Telephone No. (41-22) 338.83.38 



Form PCT/IB/318 (July 1998) 003792863 



(12) NACH DEM VERTRAG L'BER DIE INTERNATIONALE ZUSAM MEN ARBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (FCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fur geistiges Eigentum 
Internationales Btiro 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum 
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(10) Internationale Veroffentiichungsnummer 

WO 01/22557 A3 



(51) Internationale Patentklassifikation 7 : H02K 3/40 

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DEOO/03203 

(22) Internationales Anmeldedatum: 

14. September 2000 (14.09.2000) 



(25) Einreichungssprache: 

(26) VeroffentUchungssprache: 



Deutsch 
Deutsch 



(30) Angaben zur Prioritat: 

1 99 44 664.4 17. September 1 999 ( 1 7.09, 1 999) DE 

(71) Anmelder und 

(72) Erfinder: PARTZSCH, Thomas fDE/DE]: Waidheimer 
Strasse 65, 04720 Dobeln (DE). 

(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nurfiir US): GOLBIG, Wolfgang 

[DE/DEj; Crotiendorfer Strasse 9, D-01279 Dresden (DE). 
WIELAND, Gunther fDE/DE]; Schilfweg 20, 01237 
Dresden (DE). 



(74) Anwalt: WEISSFLOH, Ingo; Iiberg & Weissfloh, 
Prelierstrasse 26, 01309 Dresden (DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (national): BR. CA, CN, CZ, HU, 
IL, JP, KP. KR, MX, PL, US, ZA. 

(84) Bestimmungsstaaten (regional/: eurasisches Patent (AM, 
AZ. BY. KG, KZ, MD. RU. TJ, TM), europaisches Patent 
(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, 
MC, NL. PT, SE). 

Veroffentlicht: 

— mil inter national em Recherchenbericht 

(88) Veroffentlichungsdatum des international 

Recherehenberichts: 18. April 2002 

Xur Erkldnmg der Zweibuchstaben-Codes und der anderen 
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(54) Title: CORONA SHIELDING ARRANGEMENT AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF 
(54) Bezeichnung: GL1MMSCHUTZANORDNUNG UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG 



< 



O 



(57) Abstract: The invention relates to a corona shielding arrangement for the stator winding of high voltage rotary machines. 
According to the invention, the corona shielding arrangement is structured in such a way that the conductor and semi-conductor 
shielding materials are disposed both outside and inside the laminated stator core. The semiconductor material for the overhang 
corona shielding is composed of a fiat semiconductor corona shielding material cut into strips on both sides at the level of the slot, 
and optionally, also at the base of the slot on the lining thereof. The point of contact between the conductor and semiconductor corona 
shielding material is located inside the laminated stator core. The end winding is subsequently integrated, whereby the lining of the 
slot projecting therefrom is also insulated up to the laminated stator core and the semiconductor corona shielding maierial must be 
kept at a distance from the lining of the slot. The semiconductor corona shielding material is then arranged on the insulation of the 
end winding and secured by means of an adhesive strip or cover band which is placed over the insulation of the end winding. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Glimmschutzanordnung fur die Standerwicklung rolicrenden Hochspannungs- 
maschinen. Erfmdungsgemass ist die Glimmschutzanordnung lur die Standerwicklung so ausgebildet, dass sowohl aufierhalb des 
Standerblechpaketes als auch innerhalb des Standerblechpaketes leitendes und halblcitendes Glimmschutzmaterial angeordnet ist, 
wobci das halblcitcnde Material fur den Endenglimmschutz aus flachenformigen halblcitenden Glimmschutzmaterial besteht, wel- 
ches in Streifenform geschnittcn, beiderseits in Nuthohe und ggf. auch am Nutgrund auf der Nutauskleidung angeordnet ist. Die 
Kontaktstelle zwischen leitendem und halbleitendem Glimmschutzmaterial betlndet sich dabei innerhalb des Standerblechpaketes. 
Dann erfolgt das Einbinden des Wicklungskopfes. wobci die aus der Nut herausragende Nutauskleidung mit bis an das Standerblech- 
paket heran isoliert wird. Dabei muss das halbleitende Glimmschutzmaterial von der Nutauskleidung abgehalten werden. Nach die^ 
sem Arbeitsgang wird das halbleitende Glimmschutzmaterial auf die Wicklungskopfisolierung aufgelegt und mit einem Klcbeband 
oder mit dem Deckhand, das uber die Wicklungskopfisolierung aufgebunden wird, befestigt. 
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WO 97 43817 A (SIEMENS AG ;WED0E GERHARD 
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□ Wertere Veroffentlichungen $md cier f ons^(7ung von t : old C i\\ 
entnehmen 



Sfehe Annang Paientfamihe 



; Besonaere Kategonen von angegeoenen vorortentltonunqen 

'A* Veroffentlichung. dte den ailgerneinen Stand aer Mohruk dedmert 
aber nicht als besonders be'deuisarn anzusenen t$i 

'F_* atteres Ookumem. das jedocb erst am Oder nacn dem internationalen 
Anmeldedatum verottentiicht worden isl 

'L* Ve rotten tlichung. die geetgnet ist emen Pnontatsansprucn ^wettefhaft er- 
scnemen ?.u lassen oder aurcn die das verofrentuchunqsaatum emer 
ancieren im Recherchenbertcht genannien Verotfeniitcnung beleqt werden 
soil oder die aus einem anoeren besonderen urund anqegeben ist <wie 
ausgefuhrt) 

O" VeroffenWChung. die sioh auf eine mundttche Ottonbartma 

erne Benui7ung. eme Aussietiung odor andere Mahnahmen be^ieht 

P' Veroffentlichung. die vor dem mternauonaten AnmekJedatum, auer naon 
aem beanspruchten Pnorttatsdatum verortenincn! woraen is! 



'!* Spatere Verottenthchunq, die nach dern mternationalen Anmefdedatum 
oder dem Pnoniatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht Kotddien, sondern nur zum Verstandnts des der 
Erfindung zugrundeheqenoen Pnn2ips oder der thr 2ugrundetiegenden 
Theone angegeben isl 

*x* Verofleniiichung von besonoerer Bedeutung; die beanspruchle Erfindung 
kann attein autgrund dteser Verorfenttrchung ntcht ats neu oder auf 
erftrtdenscher \ attgkeii berurtend betrachtet werden 

'Y' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beansprucftte Erfindung 
Kann ntcht ats auf ertindenscher Tattgkeit beruhend betrachtet 
werden. wenn die Veroffentltchunq mit emer oder mehreren anderen 
Verdttentltchungen d;eser Kategone in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung tur einen Fachrnann nahetiegend tst 
Veroffentlichung. die Mriqlied derselben Patenrfamtiie ist 
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EP 


0898805 


A 
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VERTRAG Ub_R DIE INTERNATIONALE ZUSAMiw.tNARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 1 8 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

W-S-P60999 


WEITERES siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


intemationales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/03203 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

14/09/2000 


(Fruhestes) Prior itatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

17/09/1999 


Anmelder 

PARTZSCH, Thomas et al . 



Dieser internationaie Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde ersteflt und wird dem Anmelder gemaT? 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 

Dieser internationaie Recherchenbericht umfaBt insgesamt _3 Blatter. 

[X| Daruber hinaus liegt ihm jeweits eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Berichts 

a 



Hinsichtiich der Sprache ist die internationaie Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 



□ 



2. 
3. 



Die internationaie Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

Hinsichtiich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die internationaie 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
[ ) in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtragiich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtragiich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die Erklarung, daf3 das nachtragiich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoil nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

| | Die Erklarung, daR die in computerlesbarer Form erfaftten Informationen dem schriftiichen Sequenzprotokoil entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

| ) Bestimmte Anspruche haben sich afs nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feid i). 
[~] Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 



□ 
□ 
□ 
□ 



4. Hinsichtiich der Bezeichnung der Erfindung 

[X] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



Hinsichtiich der Zusammenfassung 

| | wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld lit angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
| X | Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. 



| | wie vom Anmelder vorgeschlagen Q keine der Abb. 

[~~| weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Intc.nationales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/03203 



Feld I 



WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1) 



Die Erfindung betrifft eine Glimmschut zanordnung fur die 
Standerwicklung rotierenden Hochspannungsmaschinen . Erf indungsgemass 
ist die Glimmschutzanordnung fur die Standerwicklung so ausgebildet, 
dass sowohl auKerhalb des Standerblechpaketes als auch innerhalb des 
Standerblechpaketes leitendes und halbleitendes Glimmschutzmaterial 
angeordnet ist, wobei das halbleitende Material fur den 

Endenglimmschutz aus f lachenf ormigen halbleitenden Glimmschutzmaterial 
besteht, welches in Streif enf orm geschnitten, beiderseits in Nuthohe 
und ggf . auch am Nutgrund auf der Nutauskleidung angeordnet ist. Die 
Kontaktstelle zwischen leitendem und halbleitendem Glimmschutzmaterial 
befindet sich dabei innerhalb des Standerblechpaketes. Dann erfolgt 
das Einbinden des Wicklungskopf es , wobei die aus der Nut herausragende 
Nutauskleidung mit bis an das Standerblechpaket heran isoliert wird. 
Dabei muss das halbleitende Glimmschutzmaterial von der Nutauskleidung 
abgehalten werden . Nach diesem Arbeitsgang wird das halbleitende 
Glimmschutzmaterial auf die Wicklungskopf isolierung aufgelegt und mit 
einem Klebeband oder mit dem Deckband, das uber die Wicklungskopf isolierung 
aufgebunden wird, befestigt 



Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (2))(Juii 1998) 



INTERNATIONALER ' "iHERCHENBERICHT 



Intei nales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/03203 



A. KLASSIFIZIERUNG DBS ANMELDUNGSGEGENSTANDES 



IPK 7 H02K3/40 



Nach der Internationalen Pate ntklassifikat ion (IPK) Oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 H02K 



Reche rente rte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen, sowert diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorte 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, sowert erf order lich unter Angabe der in Betracht kommenden Teite 



Betr. Anspruch Nr. 



WO 97 43817 A (SIEMENS AG ;WEDDE GERHARD 
(DE); THIEMANN INGO (DE); SCHULTEN MICHA) 
20. November 1997 (1997-11-20) 
Seite 9, Zeile 23 - Zeile 36 
Seite 10, Zeile 10 - Zeile 23 
Abbildung 1 
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2,3 



□ 



Weitere Veroffentlichungensind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamifie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen : 
"A' Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand derTechnikdefiniert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E* alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum verdffentlicht worden ist 

"L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen. oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soli oder die aus einern anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefiihrt) 

"O* Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstelfung oderandere MaBnahmen bezieht 

"P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist 



'T' Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentiicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht koilidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

*X' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfindertscher Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y* Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderisc her Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

'&* Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 
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-as (54) Title: CORONA SHIELDING ARRANGEMENT AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF 

|H (54) Bezeichnung: GUMMSCHUTZANORDNUNG UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG 

S (57) Abstract: The invention relates to a corona shielding arrangement for the stator winding of high voltage rotary machines with 
55 round-wire winding in combination with slot portion insulation: Also disclosed is a method for the production of said corona shield- 
£3= ing arrangement The object of the invention is to create an overhang corona shielding and provide a method for the production of 
55 said shielding for a stator winding which safely controls electrical stresses, especially those arising at the end of a slot during testing 

with high alternating voltages and surge voltages and when a switching operation is carried out. Contact between the slot portion 
55 shielding and overhang corona shielding is improved and higher partial discharge inception voltages are created. According to the 
55 invention, the corona shielding arrangement is structured in such a way that the conductor and semi-conductor shielding materials 

are disposed bom outside and inside the laminated stator core. The semiconductor material for the overhang corona shielding is 
== composed of a flat semiconductor corona shielding material cut into strips on both sides at the level of the slot, and optionally, also 
55 at the base of the slot on the lining thereof. The point of contact between the conductor and semiconductor corona shielding material 
■55 is located inside the laminated stator core. According to the inventive method, the semiconductor corona shielding materials which 

are to be arranged on the conductor corona shielding material are only partially glued. The winding is introduced gradually into the 

s * ots vm me opening thereof. The end winding is subsequently integrated, whereby the lining of the slot projecting therefrom is also 
SS insulated up to the laminated stator core and the semiconductor corona shielding material must be kept at a distance from the lining 
=■= of the slot The semiconductor corona shielding material is then arranged on the insulation of the end winding and secured, by means 
22 of an adhesive strip or cover band which is placed over the insulation of the end winding. 

(57) Zusammenfassu ng: Die Erfmdung betrifft eine Glimmschutzanordnung fur die Standerwicklung rotierenden Hochspannungs- 
maschinen mit Runddrahtwicklung in Kombination mit einer Nutteihsolierung und ein Verfahren zur Herstellung der Glimmschutz- 
anordnung. Aufgabe ist es, einen Endenglimmschutz und ein Verfahren zu dessen Herstellung fur eine Standerwicklung zu schaffen, 
die die insbesondere bei Prufungen mit hohen Wechsel- und Stossspannungen sowie im Betrieb bei Schaltvorgangen auftretenden 
elektrischen Beanspruchen am Nutansgang sicher beherrscht. Der Kontakt zwischen Nutteil- und EndengUmmschutz soil verbessert 
und hohere TeUenUadungseinsatzspannungen bewirkt werden. ErfindungsgemSss ist die Glimmschutzanordnung fur die Stander- 
wicklung so ausgebildet, dass sowohl auflerhalb des Standerblechpaketes als auch innerhalb des Standerblechpaketes leitendes und 
halbleitendes Glimmschutzmaterial angeordnet ist, wobei das halbleitende Material fur den Endenglimmschutz aus flachenfonruget 

**• halbleitendet GUmmschutzmaterial besteht, welches in Streifenform geschnitten, beiderseits in Nuthdhe und ggf. auch am Nutgrund 
auf der Nutauskleidung angeordnet ist Die Kontaktstelle zwischen leitendem und balbleitendem Gliuimschutzmaterial befindet 

***** sich dabei innerhalb des Standerblechpaketes. Verfahrensgemass sind die am leitenden Glimrmchiitzmaterial anzuordnenden halb- 

JZj leitenden Glmiirischutzrriaterialien nur partiell aufgeklebt Anschliessend wird die Wicklung in die Nuten durch die Nutoffiaung 
eingetraufelt Dann erfolgt das Einbinden des Wicklungskopf es , wobei die aus der Nut herausragende Nutauskleidung mit bis an 

Q das StSnderblecbpaket beranisoliert wird. Dabei muss das halbleitende Glimmschutzmaterial von der Nutauskleidung abgehalten 
werden. Nach diesem Arbeitsgang wird das halbleitende Glumnschutzariaterial auf die Wicklungskopfisolierung aufgelegt und mit 

^ einem Klebeband oder mit dem Deckhand, das uber die Wicklungskopfisolierung aufgebunden wird, befestigt. 
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Dresden, den 08. September 1999 
Patentanspriiche: 

1. Glimmschutzanordnung fur die Standerwicklung von rotierenden Hochspannungsmaschinen 
5 mit Runddrahtwicklung, Nutteilisolierung und leitenden und halbleitenden 
Glimmschutzmaterial., 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Nutteilisolierung sowohl auBerhalb des Standerblechpaketes als auch innerhalb des 
Standerblechpaketes mit leitenden und halbleitenden Glimmschutzmaterial versehen ist, 
10 wobei die Kontaktstelle zwischen leitenden und halbleitenden Glimmschutzmaterial innerhalb 
des Standerblechpaketes angeordnet ist und 

daB das Glimmschutzmaterial auf einer Nutauskleidung angeordnet ist, 
die ein- oder mehrlagig ausgefuhrt ist. 

15 2. Verfahren zur Herstellung einer Glimmschutzanordnung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die am leitenden Glimmschutzmaterial anzuordnenten halbleitenden 
Glimmschutzmaterialien zur Potentialsteuerung innerhalb des Standerblechpaketes auf der 
Nutauskleidung vor der Montage in der Nut nur partiell aufgeklebt sind oder nach der Montage 
20 der Nutauskleidung mit dem leitenden Glimmschutzmaterial in die Nutausgange eingebracht 
wird, 

daB die Wicklung eingetraufelt wird, 

daB dabei das halbleitende Glimmschutzmaterial von der Nutauskleidung abgehalten wird, 
daB der Wicklungskopf uber die aus der Nut herausragende Nutauskleidung bis an das 
25 Standerblechpaket isoliert wird; 

daB nach der Wicklungskopfisolierung das halbleitende Glimmschutzmaterial auf die 
Wicklungskopfisolierung aufgelegt wird und 

daB das Glimmschutzmaterial mit einem Klebevlies oder mit dem Deckhand befestigt wird . 

30 3. Glimmschutzanordnung fur die Standerwicklung von rotierenden Hochspannungsmaschinen 
nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 
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daB das leitende Glimmschutzmaterial vorzugsweise genau die Lange des Standerblechpaketes 
besitzt. 

Glimmschutzanordnung und Verfahren zu ihrer Herstellung 

5 Die Erfindung betrifft eine Glimmschutzanordnung fur die Standerwicklung rotierenden 

Hochspannungsmaschinen mit Runddrahtwicklung in Kombination mit einer Nutteilisolierung 
bestehend aus einer Nutauskleidung mit einem leitenden Nutteilglimmschutz, einem 
halbleitenden Endenglimmschutz und ein Verfahren zur Herstellung der 
Glimmschutzanordnung. 

10 

Endenglimmschutz-Anordnungen bei Hochspannungsmaschinen mit Formspulenwicklungen 
aus Rechteckdraht und Hulsenisolierungen mit halbleitendem Glimmschutzlack oder 
halbleitendem Glimmschutzband zur Verbesserung der Spannungsverteilung am Nutausgang 
sind in den verschiedensten konstruktiven Ausfuhrungen bekannt: 

15 

DE 30 45 462 beschreibt eine Losung, bei der als Endenglimmschutz ein 
Abschirmgrundmaterial aus halbleitendem Material auf die Hauptisolierung aufgewickelt ist, 
welches anschlieBend getrankt wird. 

20 DE 42 1 8 928 beinhaltet eine Endenglimmschutz-Anordnung, bei der uber die Hauptisolierung 
ein halbleitendes Glimmschutzband mit abnehmender Uberlappung zum Stabende aufgebracht 
wird. 

DE 196 34 578 nennt eine Endenglimmschutz-Anordnung, bei der durch Anwendung von 
25 Steuerringen (Aquipotentialringen) auf der Isolierung im Bereich des Nutausganges die 
Spannungsverteilung verbessert wird. 

Diese Anordnungen bzw. Verfahren besitzen mehrere Nachteile: 

30 Das Umwickeln mit einem halbleitenden Glimmschutzband muss hinsichtlich der 

vorgeschriebenen Uberlappung und den technologischen Vorgaben sehr sorgfaltig erfolgen. Es 
diirfen keine Falten oder Zwischenraume in der Einbindung vorhanden sein. Diese Bedingung 
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ist insbesondere bei Einbindung einer groBeren Lange nur schwer zu erreichen. Zusatzliche 
Trankbehandlungen zum Realisieren der Wirkung des Endenglimmschutzes erhohen den 
technologischen Aufwand, wie das auch bei den vorgeschlagenen Steuerungen der Fall ist. 

5 Die bekannten Anstriche mit halbleitenden Glimmschutzlacken zur Realisierung des 

Endenglimmschutzes sind bei Nutteilisolierungen aus tafelformigem Isoliermaterial uberhaupt 
nicht anwendbar, da sie vor dem Tranken mit fliissigem Isoliermittel am Nutausgang durch 
Streichen oder Spritzen aufgebracht werden mussen und dabei an der Uberlappung des 
tafelformigen Isoliermaterials, die iiblicherweise im Bereich der Nutoffnung liegt, in die 
10 Hauptisolierung eindringen und dort den Krichweg zwischen Wickeldraht und Blechpaket 
unzulassig verkiirzen. 

Beim Verwenden von halbleitenden Glimmschutzbandern fur den Endenglimmschutz ist das 
Kontaktieren derselben mit dem leitenden Nutteilglimmschutz problematisch, da schlechte 
15 Kontaktierung bei entsprechend hohen Spannungen zu Teilentladungen fuhrt, durch deren 
Wirkung die Kontaktgabe weiter schlechter wird, so dass schliefilich der Endenglimmschutz 
unwirksam wird. Bei alien bisher ublichen Ausfuhrungen liegt die Kontaktstelle auBerhalb des 
Standerblechpaketes. 

20 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Glimmschutz^nordnung und ein Verfahren zu 
dessen Herstellung fur die Standerwicklung rotierender Hochspannungsmaschinen mit 
Runddrahtwicklung und Nutauskleidung und damit einen Endenglimmschutz zu schaffen, die 
die insbesondere bei Prufungen mit hohen Wechsel- und StoBspannungen sowie im Betrieb bei 
25 Schaltvorgangen auftretenden elektrischen Beanspruchen am Nutausgang sicher beherrscht, 
eine gute Kontaktgabe zwischen Nutteil- und Endenglimmschutz realisiert und damit hohere 
Teilentladungseinsatzspannungen bewirkt, sowie den Materialeinsatz und den Zeitaufwand fur 
die Herstellung des Endenglimmschutzes der Hochspannungswicklung reduziert. 

30 Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die kennzeichnenden Merkmale des ersten und 
zweiten Patentanspruches gelost. Die Glimmschutzanordnung fur die Standerwicklung von 
rotierenden Hochspannungsmaschinen mit Runddrahtwicklung, Nuttauskleidung und 
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Glimmschutzmaterial ist erfindungsgemaB so ausgebildet, daB die Nutauskleidung auf der dem 
Blechpaket zugwandten Seite sowohl auBerhalb des Standerblechpaketes als auch innerhalb des 
Standerblechpaketes mit leitendem und halbleitendem Glimmschutzmaterial versehen ist, 
wobei das halbleitende Material flir den Endenglimmschutz aus flachenformigen halbleitenden 
5 Glimmschutzmaterial besteht, welches in Streifenform geschnitten, beiderseits in Nuthohe und 
ggf. auch am Nutgrund auf der Nutauskleidung angeordnet ist. Die Kontaktstelle zwischen 
leitendem und halbleitendem Glimmschutzmaterial befindet sich dabei innerhalb des 
Standerblechpaketes. Die Nutauskleidung kann wahlweise ein- oder mehrlagig ausgefuhrt sein. 

10 VerfahrensgemaB sind die am leitenden Glimmschutzmaterial anzuordnenten halbleitenden 
Glimmschutzmaterialien nur partiell aufgeklebt. Die halbleitenden Glimmschutzmaterial ien 
konnen auch wahrend oder nach der Montage der Nutauskleidung in die Nutausgange 
eingebracht werden. AnschlieBend wird die Wicklung in die Nuten durch die Nutoffnung 
eingetraufelt und die Nut durch Umlegen der Nutauskleidung und Einbringen eines 

15 NutverschluBstabes geschlossen. Dann erfolgt das Einbinden des Wicklungskopfes, wobei die 
aus der Nut herausragende Nutauskleidung mit bis an das Standerblechpaket heran isoliert 
wird. Dabei muss das halbleitende Glimmschutzmaterial von der Nutauskleidung abgehalten 
werden. Nach diesem Arbeitsgang wird das halbleitende Glimmschutzmaterial auf die 
Wicklungskopfisolierung aufgelegt und mit einem Klebeband oder mit dem Deckband, das 

20 uber die Wicklungskopfisolierung aufgebunden wird, befestigt. 

In einer vorteilhaften Anordnung ist das leitende Glimmschutzmaterial auf der Nutauskleidung 
partiell und/oder vollflachig aufgeklebt. Das leitende Glimmschutzmaterial kann vorzugsweise 
genau die Lange des Standerblechpaketes besitzen. 

25 

Beim erfindungsgemaBen Endenglimmschutz entfallt das vollstandige Umwickeln der 
Runddrahtwicklungen im Wicklungskopfbereich mit Endenglimmschutz-Band. Es wird eine 
insgesamt gunstige Spannungsverteilung uber die gesamte Isolierung im Bereich des 
Nutausganges erreicht. Teilentladungen werden zuverlassig begrenzt und es ist nunmehr 
30 moglich, die fur Hochspannungsmaschinen ublichen Priifanforderungen ohne Schaden fiir die 
Wicklungsisolierung zu erfullen. Die Erfindung sichert fur Runddrahtwicklungen mit 
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Nutauskleidung durch die erfindungsgemaGe streifenformige Gestaltung des 
Endenglimmschutzes eine wirksame Potentialsteuerung. 

5 Die Erfindung soli nachstehend in einem Ausfuhrungsbeispiel naher erlautert werden. Es 
beschreibt eine Glimmschutzanordnung fur die Standerwicklung von rotierenden 
Hochspannungsmaschinen, bei denen die Standerwicklung als Runddrahtwicklung aus 

Blankdraht in Nuten eines Standerblechpaketes mit geradem Nutgrund eingelegt wird. 

10 ErfindungsgemaiJ werden dabei an den beiden Nutseiten und am Nutgrund Streifen aus 
halbleitendem Glimmschutzmaterial angeordnet. Diese drei Streifen aus halbleitendem 
Glimmschutzmaterial sind ihrerseits auf dem leitenden Glimmschutzmaterial derNut so 
angeordnet, dass sie miteinander innerhalb des Standerblechpaketes kontaktiert sind. Das 
leitende Glimmschutzmaterial ist auf der Nutauskleidung angeordnet. Es kann nur eingelegt 

15 oder auch mit dieser verklebt sein. Danach wird die Nutauskleidung mit der 

erfindungsgemafien Glimmschutzanordnung in die Standernut eingelegt. Entsprechend der 
elektrischen Beanspruchung kann die Nutauskleidung ein- oder mehrlagig ausgefuhrt sein. 

AnschlieBend wird die Wicklung eingetraufelt und die Nut geschlossen. Jetzt werden die drei 
20 Streifen des halbleitenden Glimmschutzmaterials von der Nutauskleidung abgehalten. Dann 
erfolgt das Einbinden des Wicklungskopfes mit Isolierbandern, wobei die aus der Nut 
herausragende Nutauskleidung bis an das Standerblechpaket heran isoliert wird. Nach diesem 
Arbeitsgang werden die drei Streifen aus halbleitendem Glimmschutzmaterial auf die 
Wicklungskopfisolierung aufgelegt und mit einem Klebeband oder mit dem Deckhand, das 
25 uber die Wicklungskopfisolierung aufgebunden wird, befestigt. 

Bei gerundetem Nutgrund sind nur zwei Streifen aus halbleitendem Glimmschutzmaterial, mit 
einer Breite, die vorzugsweise der H5he der geraden Nutflanke entspricht auf dem leitenden 
Glimmschutzmaterial der Nut angeordnet. Vorzugsweise erfolgt auch hier nur ein punktuelles 
30 Aufkleben auf das leitende Glimmschutzmaterial der Nut zur Kontaktierung. AnschlieBend 
wird die Standerwicklung wie bekannt mit einem ublichen Trankverfahren mit Harz getrankt 
und ausgehartet. 
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Zusammenfassung 

Glimmschutzanordnung imd Verfahren zu ihrer Herstellung 

10 Die Erfindung betrifft eine Glimmschutzanordnung fur die Standerwicklung rotierenden 

Hochspannungsmaschinen mit Runddrahtwicklung in Kombination mit einer Nutteilisolierung 
und ein Verfahren zur Herstellung der Glimmschutzanordnung. 

Aufgabe ist es einen Endenglimmschutz und ein Verfahren zu dessen Herstellung fur eine 
Standerwicklung zu schaffen, die die insbesondere bei Priifungen mit hohen Wechsel- und 
15 StoBspannungen sowie im Betrieb bei Schaltvorgangen auftretenden elektrischen 

Beanspruchen am Nutausgang sicher beherrscht. Der Kontakt zwischen Nutteil- und 
Endenglimmschutz soil verbessert und hohere Teilentladungseinsatzspannungen bewirkt 
werden. 

ErfindungsgemaB ist die Glimmschutzanordnung fur die Standerwicklung so ausgebildet, dass 
20 sowohl auBerhalb des Standerblechpaketes als auch innerhalb des Standerblechpaketes 
leitendes und halbleitendes Glimmschutzmaterial angeordnet ist, wobei das halbleitende 
Material fur den Endenglimmschutz aus flachenformigen halbleitenden Glimmschutzmaterial 
besteht, welches in Streifenform geschnitten, beiderseits in Nuthohe und ggf. auch am 
Nutgrund auf der Nutauskleidung angeordnet ist. Die Kontaktstelle zwischen leitendem und 
25 halbleitendem Glimmschutzmaterial befindet sich dabei innerhalb des Standerblechpaketes. 
VerfahrensgemaB sind die am leitenden Glimmschutzmaterial anzuordnenden halbleitenden 
Glimmschutzmaterialien nur partiell aufgeklebt. Anschlieliend wird die Wicklung in die Nuten 
durch die Nutoffnung eingetraufelt. Dann erfolgt das Einbinden des Wicklungskopfes ? wobei 
die aus der Nut herausragende Nutauskleidung mit bis an das Standerblechpaket heran isoliert 
30 wird. Dabei muss das halbleitende Glimmschutzmaterial von der Nutauskleidung abgehalten 
werden. Nach diesem Arbeitsgang wird das halbleitende Glimmschutzmaterial auf die 
Wicklungskopfisolierung aufgelegt und mit einem Klebeband oder mit dem Deckband, das 
uber die Wicklungskopfisolierung aufgebunden wird, befestigt. 
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